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Rovinné plazmové jednotky

Rovinné plazmové jednotky jsou určeny pro výzkum v oblasti změny povrchových vlastností plochých substrátů (vodivých, nevodivých), pomocí nimi generovaným povrchovým, atmosférickým plazmatem ve zvoleném pracovním plynu – vzduch, dusík, kyslík, vodík a podobné. Jejich technické řešení musí být kompatibilní s existující technologií chlazeni/napájení využívanou v plazmových reaktorech (https://ceplant.cz/equipment-and-services/low-cost-plasma) v  laboratořích Ústavu fyzikální elektroniky (UFE). Plazmové jednotky musí podporovat generování dostatečně hustého a makroskopicky homogenního plazmatu.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zboží. 

Technické podmínky

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	Vepište skutečnou hodnotu


	Typ/Model
	Vepište skutečnou hodnotu




	Minimální požadované technické parametry

	Technické parametry nabízené dodavatelem*


	Plazmová jednotka na bázi povrchového dielektrického bariérového výboje s koplanárním uspořádáním elektrod s mezielektrodovou vzdálenosti menší než 1,5 mm je schopna spolehlivě pracovat s elektrickým příkonem minimálně 400 W.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení 

	Aktivní plocha povrchového plazmatu je min. 
75 mm x 190 mm na jednu plazmovou jednotku.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení 

	Plazmové jednotky jsou volně polohovatelné.
	 

	Generované plazma ve vzduchu je při provozním příkonu plazmové jednotky makroskopicky/vizuálně homogenní 
s převažujícím zastoupením difúzního plazmatu min. 
60 % z celkové aktivní oblasti plazmatu.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení 

	Průměrná povrchová teplota plazmové jednotky v ustáleném stavu při zajištění požadovaného chlazení v žádném místě generace plazmatu nepřekračuje 80°C.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení  

	Objemová husto\ta výkonu generovaného plazmatu 
ve vzduchu dosahuje při provozních podmínkách hodnotu min. 75 W/cm3.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení 


	Plazmové jednotky lze použít pro plazmové procesy 
v běžně používaných plynech, tj N2, O2, CO2, včetně jejich obohacení o vodní páry, ale i ve H2.
	Vepište ANO nebo NE

	Elektrodový systém plazmových jednotek nepodléhá erozi ve smyslu jeho odprašování v důsledku přímého kontaktu s generovaným plazmatem.
	Vepište ANO nebo NE


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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